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vorteilhaften E igens ch a rten 7b her 
ei 9 e„scha t ten ^IXo^ fT" 

sowia geg e„ St™^ " "* Ole0Eh " en SUbSta — 

Verf agung 2U stalls"' * k ^'*»m««-»« n w zur 
keit und Abriebfestigkeit luT ^chanische Bestandig- 

ErfindungsgemaS wird die obige Aufgabe gelost durrh » 

TZZ If p H : U f 9rUroen 111 M. V una aer Neban^pp^n 
em Ten dieser Verbmdungen neben hydrolvsierh^or, „ 
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weist und das Gesamt-Molverhaitnis von Gruppen A zu Gruppen 
B in den zugrundeliegenden monomeren Ausgangsverbindungen 
10:1 bis 1:2 betragt, die dadurch gekennzeichnet ist. daS 0 1 
(und insbesondere 0,5) bis 100 Mol-% der Gruppen B Gruppen B' 
" Dd ' d±e dur ^chni tt lichen 2 bis 30 Fluoratome aufweisen 
die an ein oder mehrere aliphatische Kohlenstof f atome gebunden 
sand, die durch mindestens zwei Atome von M getrennt sind. 

Die Herstellung derartiger Beschichtungszusammensetzungen lafit 
sich ln der Regel mit den herkommlichen Verf ahren zur Bereit- 
stellung derartiger Beschichtungssysteme nicht zufriedenstel- 
lend durchfuhren. insbesondere wenn transparente Oberzuge 
erbalten werden sollen. da bei der fur die Hydrolyse der Aus- 
gangsverbindungen erforderlichen Wasserzugabe die Ausgangsver- 
bindungen mit (fluorierten) Gruppen b> dazu neigen, sich zu 
entmischen und dadurch zu einem Zweiphasensystem fuhren, mit 
dem eine zufriedenstellende homogene Beschichtungszusammen- 
setzung nicht mehr erzielt werden kann. Der vorliegenden Er- 
findung lag somit auch die Aufgabe zugrunde, ein Verf ahren zur 
Herstellung der obigen Beschichtungszusammensetzung bereitzu- 
stellen, bei dem die soeben erwahnten Probleme nicht auftre- 



Demzufolge ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung auch ein 
verfahren zur Herstellung der oben definierten Beschichtungs- 
zusammensetzung, das dadurch gekennzeichnet ist. daS man zu- 
nachst alle oder einen Teil der Ausgangsverbindungen ohne 
Gruppen B' durch Zugabe von Wasser hydrolysiert und vorkon- 
densiert, dann die Ausgangsverbindungen mit den Gruppen B' 
zugibt und nach Reaktion derselben mit der bereits vorhandenen 
vorhydrolysierten Ausgangsverbindung bzw. Vorkondensaten durch 
Zugabe von weiterem Wasser und gegebenenf alls der restlichen 
Ausgangsverbindungen ohne Gruppen B- die Hydrolyse und Kon- 
densation der anwesenden Spezies bis zum Erhalt eines be- 
schichtungsfahigen Systems weiterfuhrt, wobei die Zugabe der 
Ausgangsverbindungen mit Gruppen B' erst erfolgt, wenn der 
Wassergehalt des Systems nicht mehr als 5 Gew.-%, bezogen auf 
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5 Balm ertinaunss^jj Harstallu„„ 

"Wiartan Ausgangsvarbi und «« dann „ e raa„ die 

syetam erh.lte„ „ erden kann . "^enes Baschichtungs- 

Bei den zur Herstellu™ aer a,-,, ^ 

*usaa»,ansatzu„g varwanaatan hvd : "f" 95 '™^ Baschichtungs- 
«>, Sn, Ti, zr, v und 7n solche von si, ai r 

- - oa er re soiche ™ «■ «• » 

selbs ^«»d llch auch a„ 3erarkt . daB 

emgeaatzt „e rden k6nne „ J^**" 1 *""*" Ve rblndangen 

una „g, und aer Nebe ^"> d an s ystams (2 B ^ 

«••»• cr. Fe una m , PP ZZ V " Z a « ^"oaenaystama 
^ k6nnen ei„ Be r tJt T 0 a YSleibare V ^°dungan 

die soaban 9a 'n amtan varblnau"" *" ' V °"^»ei S a Mche „ 
" ^besanaar. aicht nehr *« nlcht Mhr als 2 „ und 

ten (bzw. zugrunaaliaganaan) JT , lns 9esa«,t elngasatz- 
blnaungan aus. ' SWrol «i«bar« mo„ olreten Ver . 

sen. aonaern baralts als antsnr^T ., """d-era Vernindun- 
bin d ungan alnas od ar „h ^T*" v °«°ddanaat. 

von ver- 

Wnnen) sind Halogen (P cl « Elemente M eingesetzt werden 
Br J, Alkoxy (insbesondere c ' J*"" *' insbeso ^ere ci und 
n-Propoxy, i- Propoxy JtTfT' ^ "ethoxy, Etho- 

C 6-lo-Aryloxy, 2 . B . Phen _, Aryloxy (insbe 

sonde re 

Y) ■ Acyloxy (insbesondere Cl _ 4 - Acy _ 
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waiter, ebenf aUs geelgnete Gruppen er»*h„t Keraen Kassersto£f 

: 5 MS 20 ' = W 10 Kohlen- 

1!" Hal09en - Al*o«y g rup- 

pen (wxe z.B. B-Methoxyethoxy) . 

nL? 6 H hydr ° lysierbaren Gruppen A im Endprodukt praktisch 
nxcht near vorhanden sind, sondern durch Hydrolyse verlore^ 
hen. wobei das Hydrolyseprodukt f r*her oder spater auTL 
xrgendexner geexgneten Weise entfernt werden rau *. sind s ^ C he 

GrUPP6n A beS ° nde - *™gt, die keine Sub 
Tl T* ^ ^ 2U ^drolyseprodulcten znit niedrige, 

2 ' B - Alk ° h0le - Wie M -hanoT 

Ethanol, Propanol. n-. i-, sec - und tert-Butanol . fuhren. Pie 

letztgenannten Gruppen A sind auch deshalb bevorzugt, da sie 
bex der Hydroiyse den pH-Wert praktisch nxcht beexn. xussen Z 
Gegensatz zu z.B. Halogen) , was von Vorteii ist. weil der £ 
Wert der Reaktionsmischung vor Zugabe der Fluor-haltigen Aus- 
gangsverbindungen vorzugsweise i* Bereich von 4 bis 9 xns- 
besondere 5 bis 6.5. Ixegt und Hydrolyseprodukte . die den pH- 
Wert .erklxch aus de* soeben angegebenen Bereich heraus v^r- 

(Sauren oder Basen) neutralisiert werden. 

Die nicht-hydrolysxerbaren Gruppen B, die von den Gruppen B' 
yerschxeden sind, werden vorzugsweise ausgewahlt aus Alkyl 

Butyl), Alkenyl (xnsbesondere C 2 . 4 -Alkenyl , wie z.B. Vinyl ,- 
Propenyl, 2-Propenyl und Butenyl) , Alkinyl (xnsbesondere' ' 
C 2 . 4 -Alkxnyl, wie Acetylenyl und Propargyl, und Aryl (insbe- 
sondere C 6 . 10 -Aryl, wie z.B. Phenyl und Naphthyl) , wobei die 

tZsllTr^ GrUPPSn gegebenenfa11 * einen oder me hrere 
Substxtuenten, wxe z.B. Halogen, Hydroxy. Alkoxy. Epoxy. gege- 
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benenfaiis substituiertes Am^o usw. aufweisen *6n»^ n- 
ein, wahrend die Aiir.t,„i . Cyclohexyl und Benzyl, 

erwebnen « £^?'"7" ,, '«* «— a u 

M-OH-Oruppln) Wasserabspaltung aus noch vorbandenen 

ErfindungsgemaB wird es demnach bevorzugt i k< 

insbesondere 5 bis 85 m « H „ Devor2U Srt, wenn 1 bis 100. 

insbesondere bei Verbindungen. die in, Vergleich 2U Sill , 
verbindungen bei der „ y dro ly se sehr ree/tit Tind T 
Verbindungen. eber aucb Verbindungen von Zr „ Ti ,1 1 
C^T^r -gengsverb'lr 

"e.becrvis.ure,. E - Ditetone ..... ..^^^^ 



WO 92/21729 „ 

PCI7EP92/01233 

€ 

uag) in Mlsc hung M dem Komplexbildner einzusetzen. 

Erfindungsgemafi wird es bevorzugt wenn dae n 

nis von Gruppen A „ Gruppen £ « <" ^samtmolver^lt- 

dieses Verhaltnis auf *" ber * cksl <*«-^ *a* slch 

« -^^szLsrsrr bezieht - 

werden muS. enrsprechend umgerechnet 

15 Konkrete Beispiele fflr m>hh -p-i 

*— » «... ve^x^Tr^Trr~ 

20 ". <0C ^'- ode, ,. c „ , 

CH3-S1CI ca,- si(0Ci , , 3 „ ""j'i 

CH 2 =CH-Si(00CCH 3 J 3 7 ; 3 aj - OH ' 

CH 2 = CH -SiCl CH_=CH-SifocH 1 
30 CH 2 =CH-SiC0C 2 H 4 OCH c „ 3 ' 3 ' CH 2= C «^i (OC^ , , , 

CH 2 =CH-CH 2 -Si 2 f 0 4 C 2 „ 5 3 ; 3 ; CH 2- CH - CH 2 -^OCH 3 , 3 , 2 5 3 

CH 2 =CH-CH 2 -Si(00CCK J 

CH 2 =C f CH 3 )-C00-C 3 H 7 3 s 3 ;0CH , 
CH 2 =CCCH 3 )-coo-C 3 H 7 7 - Si ( * 3 ' 3 ' 

<C 2 H 5 0)3 Sl -c 3 H 6 -c N , (CH 3 0) 3 Si-C.H - SH ,r» ■ 

<W,i-c^' ^^"W. 
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(CH30)3Si-C 3 H 6 -NH-C 2 H 4 - N H 2 . 

(CH 3 0, 3Si-C 3 H 6 -NH-C 2 H 4 - N H-C 2 H 4 -NH 2 . 

^H30)3Si-C 3 H 6 -0-CH 2 -c^CH 2 . 

(CH 3 0)3 S i- { CH 2 ) 2 HQ, o 

(CH3O) 3 Si- (CH 2 ) -ch— 

I "> 
CH 2~ c v 

N 0 
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( C 2 H 5 0 ) 3 Si- ( CH 2 ) 3 -CH— 

I ^ O 



CH 2 -C 



(C 2 H 5 0) 3 Si- (CH 2 , 3 -NH-CO-N-CO- (CH 2 , 



CH 2 



Chemie GmbH Weinh«-i m / D Silxcone", Verlag 

^hujh. weinheim/BergstraSe (1968). 

beschriebea werden. entstanae sila ££LT"" 7* 
medium vorzuosweise 1A=H - "erortige, u> Reactions- 

Oder cycUsOe nt^ Jo^ie ^ " 

2 bis 20,. insbesoadere 6 b la 10. se in °° 
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Erfindungsgemafi bevorzugt eingesetzte Aluminiumverbindungen 
weisen die allgemeine Formel 



A1X 3 



auf. in der die Reste X. die gleich oder verschieden sein 
konnen, ausgewShlt sind aus Halogen, Alkoxy, Alkoxycarbonyl 
und Hydroxy. Hinsichtlich der naheren (bevorzugten) Definition 
dxeser Reste kann auf die eingangs gemachten Ausfuhrungen 
verwiesen werden. 

Besonders bevorzuge AlunuLnium-Ausgangsverbindungen sind die 
Aluminiumalkoxxde und, in eingeschranktem Mafie. auch die Alu- 
mxniumhalogenide. In diesem Zusammenhang konnen als konkrete 
Beispiele genannt werden: 



Al(OCH 3 ) 3 , Al(OC 2 H 5 ) 3 , Al(0-n-C 3 H 7 ) 3 
Al(0-i-C 3 H ? ) 3 . Al(OC 4 H g ) 3/ Al(0-i-C 4 l 
Al(0-sek-C 4 H 9 ) 3 . A1C1 3 . A1C1(0H) 2 



Bei Raumtemperatur flussige Verbindungen , wie z.B. Aluminium- 
sek-butylat und Aluminium-isopropylat . werden besonders be- 
vorzugt. Analoges gilt auch ftfr die ubrigen erf indungsgemaS 
exnsetzbaren hydrolysierbaren Verbindungen. 

Geeignete hydrolysierbare Titan- und Zirkoniumverbindungen . 
dxe erfindungsgemaS eingesetzt werden konnen. sie z.B. solche 
der allgemexnen Formel 



M ' X n R 4-n 



xn der M' Ti oder Zr bedeutet und x wie oben definiert 1st 
R stent fur eine nicht-hydrolysierbare Gruppe A der eingangs 
definierten Art und n ist eine ganze Zahl von l bis 4, beson- 
ders bevorzugt 4. 

Konkrete Beispiele fur erfindungsgemas einsetzbare Zirkonium- 
und Titanverbindungen sind die folgenden: 
TiCl 4 , Ti{OC 2 H 5 ) 4 , Tl(OC 3 K 7 ) 4 , 

Ti(0-i-C 3 H 7 ) 4 , Ti(OC 4 H 9 ) 4 , Ti(2-ethylhexoxy) 4 ; 
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tetraalKoxide 3 (wie 2 B ^ Zlnntet ^°aenide und 2inn . 
bind^en, wie ,. B . ^ ^ ~^ fi 3>4> «* Vanadylver- 

In den erf indungsgemafien Beschi ^ 

aUe. zu.indest je doch o ! Mo i Tl k6lmen 
denen nicht-hydrolysierbaren r ^ Elemente " Wbun- 

Oder mehrere aliphatlsche ^° rat ^ e -ufweisen, welche an ein 
Kohaensto ff a tome geh J e l £T ^^-ische) 

Atome von M getrennt sind v ^ndestens z Wei 

insbesondere 2 bis 30 ^ J™**- ^ a bis 50 und 

ein besonders bevor 2U gter Lt , ^ B GrUPP6n ^ ' ' 
Mol-% liegt. Prozentsatz i m Bereich von 5 bis 25 

Vorzugsweise enthalten die Gru PPen B . im n fc 

25 und insbesondere 8 bis ia P1 ^rchschnitt 5 bis 

Kobiensto, fa to me gebunden sZ " 

nicht beriicksichtigt sind di„ T die:,eni ^ n Fluoratome 

im Palle von c F ) B ^ Z^ 1 "* 0 "** 3 "*. gebunden sind ( Z .B 

llCh ' da * **<=h ein oder mehrere Fluo^t ^ 63 m ° g - 

•tofft- be.inden, von d em ^ Oot^" ^ Kohlen- 
ausgeht. Da die Gruppen B' m,r s n Drexfacbbindung 
-ende Fiuora^e ^LZCseT^Z^ ^ 
eingesetzt werden. die Ober nur ! Flu T "** ^ »' 
gleichzeitig genugend Gruppen B' vorltZ we ™ 
2 Fluoratome aufweisen v °^anden sind, die mehr als 
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insbesondere lm Hinblick auf die Zuganglichkeit der entspre- 
chenden Ausgangssubstanzen werden als Ausgangsverbindungen mit 
GruppenB- Siliciumverbindungen bevorzugt. Konkrete Beispiele 
fur derartige Siliciumverbindungen. die zum grc-Sten Teil auch 
im Handel erhaltlich sind, sind die folgenden: 

CF 3 CH 2 CH 2 -SiY 3 
C 2 F 5 CH 2 CH 2 -SiY 3 
C 4 F 9 CH 2 CH 2 -SiY 3 

n-CgF 17 CH 2 CH 2 -SiY 3 

n - C 10 F 21 CH 2 CH 2 - SiY 3 

(Y = OCH 3 , OC 2 H 5 oder CI) 

CF 3 CH 2 CH 2 SiCl 2 (CH 3 ) 

CF 3 CH 2 CH 2 SiCl(CH 3 ) 2 

CF 3 CH 2 CH 2 Si CGH 3 5 (° CH 3 ) 2 
i-C 3 F 7 0- (CH 2 ) 3 -SiCl 2 (CH 3 ) 

n-C 6 F 13 CH 2 CH 2 SiCl 2 CCH 3 ) 
^e^^z^ 3101 (CH 3 > 2 

Insbesondere wenn sich unter den Gruppen B in den Polykonden- 
saten der erf indungsgemafien Beschichtungszusammensetzung sol- 
che mit ungesattigten Kohlenstof f-Kohlenstof f-Bindungen bef in- 
den. enthalt die erf indungsgemafie Beschichtungszusammensetzung 
vorzugsweise auch einen Katalysator fur die thermische und/ 
oder photochemisch induzierte Hartung der auf ein geeignetes 
Substrat aufgetragenen Beschichtungszusammensetzung. Insbeson- 
dere bevorzugt ist die Zugabe eines Photopolymerisationsin- 
itaators. Als Photoinitiatoren konnen z.B. die im Handel er- 
haltlichen eingesetzt werden. Beispiele hierfur sind Irgacure® 
184 (1-Hydroxycyclohexylphenylketon) , Irgacure ® 500 
(1-Hydroxycyclohexylphenylketon, Benzophenon) und andere von 
der Firma Ciba-Geigy erhaltliche Photoinitiatoren vom Irgacu- 
re -Typ; Darocur® 1173 . His. 1398. 1174 und 1020 (erhaltlich 
von der Firma Merck) , Benzophenon, 2-Chlorthioxanthon, 2-Me- 
thylthioxanthon, 2-isopropylthioxanthon. Benzoin, 4, 4 '-Dime- 
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15 



20 



25 



30 



35 
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"X^JTr^S B — — — e, Be n- 
topnenon una P^oV^^ 0 ^" 0 """-' 

Ket=npero*iaen una A^^op.,^ "ff' 

Lack, der 30 bis 50 Gew -% Fes ! , beiSPielsweis * einem 

emerge von Z . B . o His' ^T^^' 

menge) zugesetzt warden. ' 620960 ' U£ die Gesamt ~ 

Wenn eine photocfaemische oder rh e ™^ w 

tigten Gruppen B in d7 n > 7 f ermiSChe H * rt ^ von ungesat- 
*ann as siTauch aTs 22 , ^ beabsi *-igt 

zen, die dann mit- rH~ >-^ce verbmdungen zuzuset- 

Menhacrylsaure una entsprechenae Derlvate f B E « 

Nitrile, aer soebe „ ge„a nnten sauran. ' Al " 1 <* i ' 

^ '"'^ — Ve rtl naungan 

walche wahrana d a r HarstTlunTa T GrUPPen Verf<lEre "- 

*ung nit Gruppan He "tallung Baschichtungszusa.H.ensat- 
a oruppen e reagxeren una aabai Gruonen n' i... 

s—oop^naun::: ;^ r r^T;:;::r°? n - 

traganan Basch i chtungs Z u S =»»an S etzung, ^ 
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Wie bereits oben erwahnt kann die Herat*o i ,™„ 
gemaSen Beseh-^h*,, Herstellung der erfindungs- 

v uaoen Bescbichtungszusammensetzung in der , »_ 

durch erfolgen daft man , 9 ^ Qer Re ^el nxcht da- 

geeigneter Weise zugibt da in ^ da «*ifhin Wasser in 

soenderweise Xeine Pto^ ^ ^SUTT 

die Hydrolyse und flytondens.tlon ^« ^ 

» sich better Weise durcbge^ ""' S<!t2Un0 d ™ 

sich die obigen Peraaeter tat^nTi'^ , S1< = herzuste "-- 
"c^ebenenRafc.enbe^gen. ^Ln"T^Jl 
tigen Ausgangsverblndungen eine Ti T " U ° rhal - 

«. -btn-o du r =;::x:~ sche Besti ™ 3 < zb - — 

Wie bereits erwahnt, kann die Herstellu™ „ 

Bescbicbtungszus^^ 
zeitpunkts der xluoriert^n Ausnahme des Zugabe- 

Gebiet ublicher " t i^d w AUSg ^ SVerb ^-*- in auf diesexa 
cher Art and Wexse erfolgen. Werden am Anfang 
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bis einlge Stunden) rQhrt B( h a (einige Mlnuten 

Verbindungen von z.B Al un^? 3 * 1 * 61 ' ^ reakti — 

Kegel eine stufenweise ^aTl^T^- ^ *» -~ 
Reaktlvitst der anwesenden / assers - «°=t>hangig von der 

in der Hegel bel ^ *" !?f " «• "^olyse 
weise 2wlschen o.c nnd ""^ S °° C ' «™— 

-n 3 es e « t en"t™ t .rr eaePUnktdeS 
bei den hvdr„w I"" ""^ "*"ondere denn. „en„ es sich 

der Hydrolyse L m " * handelt ' bei 

Methanol. e^" (nie ^en, Alkoholen. 

sungsmittel z.B die Zlen ^ ^ geei ^te L6- 

lether und THF arl^ f ' ™ Dleth ^ether und Dibuty- 

nol. Selb SC verstandlic h rr n !i; T lnSbeSOnd ^ Butoxyetha- 
werden, we „ n die By^t ^ -uch eingesetzt 

boxen als M^J^Z^T^^ Alk °~ 

BezQglich der insgesamt fur die HvdroW 

Wasserraenge sel bemerkt I ^drolyse 2U verwendenden 

das Molverhaltnis von LZl " b6S ° nderS ^ wenn 

sierbaren Grnppen A i n HZ W — - hydroly- 

i* Bereich von i bis 0 3 ^-gangsverbindungen 
liegt. * bas 0,3:1, xnsbesondere 0,7:1 bis 0,5:1 

Die nach dem erfindungsgemaSen Verfahr^n h 

_ en~3~r net 
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) 



teilweiser oder nahezu vollstandiger Entfemung des verwende- 
ten Losungsxoittels b2w . des wa*rend der Reaction gebildeten 

S^SnV"" ^ dUrCh Hydr ° lySe ^ *^ entstan- 
^ZL^ff ° der naCh ZUgabe GineS ^igneten L6- 

sZ^t I Z T kS Visk ° sit ^— iedrioung auf ein geeignetes 
Substrat aulgebracht warden. 

l^aaonaere „e»n die Herezeliung des Lacks obne Ldsonga.attel 
««« "asserzagabe i, unzeren TeiL des errinduIgsg^S 
bevorzu at en Bereichs erfolgbe. kann as erforderiich 

ezgneten organischen Wsungsmlttel za verddnnen. Fdr diesen 
Zweck besonders geeignet sind Toluoi. tester, thf, atttT- 
saarebut, rlester. BuzoxyetbanoL. Bthylengiyco^ono- 

™ MiSChU " 9en *»•">«.. Wlrd die Bescbicbcungs- 

zusaz ra ensezznng,. it aia™ Losungsz.iz.tel verddnnt. so liagt das 

ZllZ' rb61 T iS ^ 2U vorzugsweife " 

Bereich von 1:0,5 bis 1:2. 

Bes' "*»r Beschicbtangszasa^ensetzung darcb 
setzaT '' eabSiChti «' 5 ° — «« Bescblchtungszasas-an- 
setzang vor dar Auftragung noch ein Photoia±tlator zugesetzt 
werden .siehe oben, . Vorzugsweize „ird ein Initiator ,uc h 
zugesetzt. „enn die Auzbartung auf ther^scbea Wage errolgen 

SMtaszens vor der Verwendung des Lacks kdnnen dieze* gegebe- 
nenfalls noch dblicbe Lack-Additive zugegeben werden. «te z B 

ZTTT' T 1St °" e - ^"ionsinbibitoren. Verlaur^iz- 
tel, UV-Absorber und dergie±chen. 

Die gegebenenfalls (und vorzugsweise) »it einem Initiator und 
gegebenenfalls den obigen Additiven versehene Beschichtungs- 
zusa^nensetzung wi rd dann auf ein geeignetes Sobstrat aufge- 
ZlZl' I diSSe BeSChiChtUng Cliche Beschichtungs- 

GxeSen, Schleudern. Sprit2en oder Auf SCreichen , Besonders 



0 



W092A21729 

PCT/EP92/01233 

leicht erhdhtar Temperatur) o.^ v """"""WMtur oder 

-^^^r^r^r^irr^'" scMcht - 

dere 5 bis 30 wm. bls 100 ' insbeson- 

dar Arc b2 „ 9 r:: ^~e~r nset2ras ~ 9 

Oder durch BeztraMuag , 2 B ° f In "" t< "' s ^ar^zch und/ 

""C. «*. msxiMle Hartabgate^tt "rd „ ■ tad " t — 
thermischen Belaztbarkalt ' aUCh TOn der 

Peraturen bis zu 350-c v»™,„„ " " en Hs «un»stem- 

Matalle zeien z B KuMar ' teis Piela Mr 

P.re„te P ol«r " ^ vardienen inzbesoadare trans- 

Oolyacxylata^Ter 1 „ T, " ' "^"■Mmerbazrylat . 

rylata. aber auch Polyetbylenterapbtbalat Erwahnang. 

darOber binauz aine Aatrbaf twirkung ^ 
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schutzscheiben. aUch 2 * B - von wind ~ 

me f ol S e„ a en Beispieie e r lau« r „ dle vo rl ie 3ande Erfinduna . 

BEISPTRT. 1 

o.6 „oi H ^"; v r solc,,es oaer ZUM — " ™" »•! 

o iioj. wettiacrylsaure, zugecreben at^-h i c _ 

die ^tionsaischun*,^^ 2 s^*™ 

,uj. ois 0,25 Mol Fluorsilan pro Mol MEMO. 

n 3,11 ^ssionsspektrum der verwendeten rm r = 
Pen. die zum Ausharten der Sr-h^ni- k n UV " Lam - 

^ fler Schl cht benutzt werden. Bel UV- 
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17 



Lampen. die strahlung im Bereich vnn 

als PhotoiMtiator .... 1^ S^L"""*"' 
setzt. Der so (Clby-Geigy) einge- 

Ms 0.3 « 6 m«rl kann von 0. 2 

wooel zur Einstslluno ow< , *ritzan una Sohlaudern. 
(beispiaiswaisa ir'Los^ ^"^^.r Palter 

Ma AushSrtung das auf gsbrachtan Lacks arfolm- < 
stuttgan ProzaB. nilnlich zunschst f 2Wei " 

Mcht. » dia Polarisation dsr vorbL ^ W - 

organischan G ru ppen 2U ^f^™ "^""tigta* 

baschichtaten Substrata mit Z " eCk Kerden 

2 »/zdn. vorzugswezsa e " Ch " i '" Ji » te " ™n 0.5 bis 

J. -00 watt JisZ duX^ 1 ° der 2 UV - R6hr6n »" 
troczao ist. Dia zwaita «„z! a , * ta <* £in * er - 

1-stdndigan A u sh eize n ^Tbo-c in .T ™ 
(Dia Lackhirtung kann Zr ., k ""^"rookanschrank. 
cdar .nsscbiia/iirtHt™ ~r Ch ^ 

BEISPTF.T. ? 



35 



BEISPTft: t 



ten fluorierten Verbindungen in beliebi. m v erwende- 
sen. 3 111 beli ebigen Mengenverhaltnis- 



BEISPTF, fr A 



d CFjCHjCHjSKCHj) (0C 2 H 5 ) 2 aingasatzt. 
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BEISPTRT. «; 



1 HOI memo uird It 1.3 HOI B 2 0 versettt und ale resuitierende 

Beispielen eangesetzten fluorierten silane zugegeben „L 

f uhrte Ethoxygruppe wi rd t ol mg e gerOhrt. bis die Ldsung hd- 
" 1St (ca - 10 «lnut„). AnschlieSesd warden 0.1 bis o 3 mL 
Zlrfconl^tetraproprtat. entweder als solches ode' L Mi schung 
« 0.1 bis 0.6 Mol Metbacrylsaure. zugegeben. TOran 

t~:: t 2 Mo1 H2 ° pr ° mo1 — — t"- 

nnTT f D±e Mischung „i rd dann 

noch e«a 1 stands bei «— t-««.tur gerObrt. Per so he^gT 

lenterepbtbalat elngesetst. 
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111 , Neben ^uppen II bis iv des Per! 

odensystents der Elemente, wobei zumindest ein Tefl / 
Verbindungen neben hydrolysierb^n r ^ 
bydrolysierbare ^ 

bxs 1.2 betragt. dadurch gekennzeichnet dafi o i h- \« 
Mol-% der Gruppen B Gruppen B- sin d , °° 

2 bis 30 Pluoratcxae auf'eisen dt 

aliphatische Xobiens^ ^ 'g^n ^Hi "T" 
»indestens 2wei Atome von M getrennt sind 

2. Beschichtungszusanmiensetzung nach at™ v, 

gekennzeichnet da!3 di. pi Anspruch l. dadurch 

ec ' aal5 Elemente M aus si aj r Dh o 
Ti. zr. v una z„. insbssonasre Si . Al T1 " M 7 ' ' 

3- Be schlchtungszusanunensetzung nach i™^* ■ 

:::::: ; ~ * - - - - - 

30 und besonders bevorzugt 5 bis 25 iwoi 
% der Gruppen B Gruppen B' sin d. *~ 

Che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dag in ^ ^ 

sina. die durch nunaestens z„ ei andere Atom , vor2UCTe 
-e.se Kohl e „ st0 fr a tome. von w geC r e „nt 5i „a 
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6. 



7. 



8. 



10. 



che 1 bxs 5, dadurch gekennzeichnet. daS l bis 100 ins- 

5 " *** beS ° nderS beVO " U ^ 20 «■ ™ Mol- 
% der Gruppen B (inklusive der Gruppen B-) nindestens 

a^r n T f f " KOhlenSt ° ff - DOPPel - ° der ^chbinTg 
auf weise n u„d vorzug Swe ise ausgewahlt sind aus Acryloxyl 
alkyi und Methacryioxyalkylgruppen. cryxoxy 

che 1 bxs 6. dadurch gekennzeichnet , da£ insbesondere bei 
Anwesenheit von hydrolysierbaren A1-, Ti . u^^r ,r- 
verbxndungen ein Tell der Oruppen B elnen Komplex Z dL 
-tsprechenden M bildet . wobei die ^^La^T- 

rZZ Z ~r aUSgSW5hlt Sind — -gebenenfalls f luo- 
rxerte* und/oder gegebenenfaiis ungesattigten aliphati- 



c^TtrT^Tr 61156 ^ ^ ^^-.erAnspra- 
che 6 und 7, dadurch gekennzeichnet , dafi sie aufierde:n 
exnen Photoinitiator enthalt. 

Beschichtungszusa^nensetzung nach irgendeine* der Anspru- 
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet. da* sie auSerde, 
eine oder .ehrere radikalisch polymerisierbare Kohlen- 
stoffverbindungen, vorzugsweise au S ge W ahlt aus s ^ o1 
Acrylsaure, M ethacryl saure ^ deren J^' 

T~ZrJ erStBllXmg e±ner ^^ungszusa^en- 

ZZZt Ti T uch l - dadurch gekennze ichnet - — 

Z r e±nen T6il d6r Au ^^verbindungen 

ohne Gruppen B* durch Zugabe von Wasser hydrolysiert und 

G™T ert ' danD ^ ~- erbindungen ,it H 
Gruppen B zugabt und nach Reaktion derselben it den 
berexts vorhandenen Vorkondensaten durch Zugabe von JT- 
tere» Wasser und gegebenenfaiis den restlichen Ausgang S - 
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verbindungen ohne Gruppen B ' die Hydrolyse und k * 
txon der anwesenden S p e2i es bis \ J ^V" ^ 
schichtungsfahxgen Systems weiterfulT, ! 61068 

der v erbindungen ai : it G e ^ t B r°f r \ die 

wenn der Wassergehalt des Syste JntX „ erf ° lgt ' 
%. bezogen auf das ^mtJ^^T ^ * G6W - 

nen falls eingeset.tes JsZ^Z, h T 9egebe " 
™ehr als 50 % der theory H b etragt und nicht 

System vor liegea . thSOretlSch lichen m-oh Gruppen lm 

U " 25LT~ fl ' — da6 

^--^baj; ^ 95 moi - % 

Al*oxyg ruppen , insbesonderec ^ k ^^^^ 

- S be Vor2ugt Methoxy ^22^^-*^ 

von Al und/oder Zr und/oder Ti handeit 

~::«^rrr „~ e 10 - - - 

vor der 2ugabe aerA J 0 T "^^ahsit des Sys tem s 

zugegebenen Wasser 2U hydrcOysItS^r 

eingese t2ten Ausgangsverbind^etTl STS ^ ^ 

sondere 0. 7: ! bis 0 , 5 : 1 hmtx ^ ^ b " °' 3:1 ' insbe- 
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15 . Verwendung der Bes c hichtun ps2US a»-ense«u na M ch irgend- 
exne* der Ansprache a bis 9 zur Beschichtung von Glas . 

^ »— — vo„ Kraft- 
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